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形状 ： ４"ｳｪｰﾊ, ６"ｳｪｰﾊ, ６０２５ (152 x 152 x 6.35mmt)

材質 ： 石英，Si（ｼﾘｺﾝ） ※任意の形状に切断対応致します

ﾊﾟﾀｰﾝ ： L&S, Hole, Pillar, 各種ﾊﾟﾀｰﾝ

最小寸法 ： 12nm (ｽﾍﾟｰｽ または ﾗｲﾝ)

ﾊﾟﾀｰﾝ面積 ： φ80mm(最大)

６インチウェーハ ローラーモールド

切出しモールド(台形)

平板型

外形 ： φ100mm x 幅100mm, φ100mm x 幅200mm

材質 ： 石英

ﾊﾟﾀｰﾝ ： L&S, Hole ※シームレス

最小寸法 ： 70nm溝(L/S) 80nm(Hole）

ﾊﾟﾀｰﾝ幅 ： 80mm & 180mm

ﾛｰﾗｰ型

切出しモールド(ウェーハ)

フィルムモールド６０２５石英モールド

○お客様のご要望にきめ細かく対応したナノインプリントモールドのご提供

○パターン描画から形状加工までの一貫体制と豊富な機種選択による柔軟な工程対応

○シームレスローラーモールドおよびその転写フィルムのご提供

ナノインプリントモールドラインナップ

ナノインプリントモールド概略仕様

HOYA ナノインプリントモールド
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研究開発用 微細ﾋﾟﾗｰﾊﾟﾀｰﾝ

LED高輝度化用 ﾋﾟﾗｰ＆ﾎｰﾙ ﾊﾟﾀｰﾝ

ﾛｰﾗｰﾓｰﾙﾄﾞ

半導体用 超微細 L/Sﾊﾟﾀｰﾝ

HDD開発用 微細ﾊﾟﾀｰﾝと複版試作

平板型ナノインプリントモールドの試作例

シームレスローラーモールドの試作例

P300 nmPillar 転写ﾌｨﾙﾑ試作（80mm） P140nm L/S & P2.5um ﾊﾟﾀｰﾝ試作


